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[57]申請專利範圍
1.　一種金屬氧化物材鍛燒物之用途，係用於改質生物感測電極，其中，該金屬氧化物材鍛
燒物係藉由如下之製作方法所製得：於一反應槽中置入二價鈷(Co2+)、七價錳(Mn7+)，
使二價鈷與七價錳於一溶劑中，並調整成 pH 0~7，於 25~200℃之溫度及 0~1554.9千帕
之壓力下進行氧化還原反應 0.5~24小時，以生成一金屬氧化物材；以及於 260~900℃之
溫度下鍛燒該金屬氧化物材 1~24小時，以得一金屬氧化物材鍛燒物。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該生物感測電極係供
偵測過氧化氫濃度。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，取該金屬氧化物材鍛
燒物溶於一溶媒，得一金屬氧化物材鍛燒物溶液，該金屬氧化物材鍛燒物溶液係塗佈於

一電極表面，並乾燥形成一金屬氧化物材鍛燒物層，且於該金屬氧化物材鍛燒物層外再

形成一質子交換膜層，以獲得一改質電極。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該溶媒為乙醇。
5.　如申請專利範圍第 3項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該質子交換膜層為氟
烯磺酸聚合物(Nafion)層。

6.　一種金屬氧化物材鍛燒物之用途，係用於改質生物感測電極，其中，該金屬氧化物材鍛
燒物係藉由如下之製作方法所製得：於一反應槽中置入二價鈷(Co2+)、六價鉻(Cr6+)，使
二價鈷與六價鉻於一溶劑中，並調整成 pH 0~7，於 25~200℃之溫度及 0~1554.9千帕之
壓力下進行氧化還原反應 0.5~24小時，以生成一金屬氧化 物材；以及於 260~900℃之溫
度下鍛燒該金屬氧化物材 1~24小時，以得一金屬氧化物材鍛燒物。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該生物感測電極係供
偵測過氧化氫濃度。
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8.　如申請專利範圍第 6項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，取該金屬氧化物材鍛
燒物溶於一溶媒，得一金屬氧化物材鍛燒物溶液，該金屬氧化物材鍛燒物溶液係塗佈於

一電極表面，並乾燥形成一金屬氧化物材鍛燒物層，且於該金屬氧化物材鍛燒物層外再

形成一質子交換膜層，以獲得一改質電極。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該溶媒為乙醇。
10.   如申請專利範圍第 8項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該質子交換膜層為氟

烯磺酸聚合物(Nation)層。
11.   一種金屬氧化物材鍛燒物之用途，係用於改質生物感測電極，其中，該金屬氧化物材鍛

燒物係藉由如下之製作方法所製得：於一反應槽中置入三價鈰(Ce3+)、七價錳(Mn7+)，
使三價鈰與七價錳於一溶劑中，並調整成 pH 0~7，於 25~200℃之溫度及 0~1554.9千帕
之壓力下進行氧化還原反應 0.5~24小時，以生成一金屬氧化物材；以及於 260~900℃之
溫度下鍛燒該金屬氧化物材 1~24小時，以得一金屬氧化物材鍛燒物。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該生物感測電極係供
偵測過氧化氫濃度。

13.   如申請專利範圍第 11項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其 中，取該金屬氧化物材
鍛燒物溶於一溶媒，得一金屬氧化物材鍛燒物溶液，該金屬氧化物材鍛燒物溶液係塗佈

於一電極表面，並乾燥形成一金屬氧化物材鍛燒物層，且於該金屬氧化物材鍛燒物層外

再形成一質子交換膜層，以獲得一改質電極。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該溶媒為乙醇。
15.   如申請專利範圍第 13項所述之金屬氧化物材鍛燒物之用途，其中，該質子交換膜層為氟

烯磺酸聚合物(Nafion)層。
圖式簡單說明

第 1圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)
的外觀型態掃描式電子顯微鏡圖。

第 2圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)
的內部結構穿透式電子顯微鏡圖。

第 3圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)
之晶格間距圖。

第 4圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)
之能量散佈 X光光譜圖。
第 5圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)

之熱重分析圖。

第 6圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)
鍛燒 1小時之 X光粉末繞射圖。
第 7圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)

鍛燒 24小時之 X光粉末繞射圖。
第 8圖係本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物(Cobalt Manganese Oxide Hydroxide，CMOH)

鍛燒前與鍛燒後之 X光粉末繞射圖。
第 9圖係以電流式反應器測量本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物鍛燒物與市售鈷氧化

物製備成不同電極之靈敏度。

第 10圖係以循環伏安法測量本發明第一較佳實施例之鈷錳氧化物鍛燒物與市售鈷氧化物
製備成不同電極之還原電位。

(2)

- 2081 -



第 11圖係本發明第二較佳實施例之鈷鉻氧化物(Cobalt chromium oxide)之外觀型掃描式電
子顯微鏡圖。

第 12圖係本發明第二較佳實施例之鈷鉻氧化物(Cobalt chromium oxide) 之能量散佈 X光
光譜圖。

第 13圖係本發明第二較佳實施例之鈷鉻氧化物(Cobalt chromium oxide)鍛燒 1小時之 X光
粉末繞射圖。

第 14圖係本發明第二較佳實施例之鈷鉻氧化物(Cobalt chromium oxide)鍛燒 24小時之 X
光粉末繞射圖。

第 15圖係以循環伏安法測量本發明第二較佳實施例之鈷鉻氧化物鍛燒物與市售鈷氧化物
製備成不同電極之還原電位。

第 16圖係本發明第三較佳實施例之鈰錳氧化物鍛燒物之 X光粉末繞射圖。
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